
























































































































专利名称(译) 具有涂膜，液晶面板和电子器件的薄膜器件，以及制造该薄膜器件的方法
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摘要(译)

通过涂敷溶液并使其退火，形成形成TFT，硅膜和导电膜的绝缘膜中的
任何一种。在旋涂机（102）中，将包含从溶液储存部分（105）供应的
薄膜组分的涂布溶液旋涂到基板上。涂覆涂覆溶液后的基板在退火部分
（103）中退火，以在基板上形成涂膜。另外的激光退火改善了膜特性之
一，即结晶度，密度和粘附性。通过喷墨工艺涂覆涂覆溶液或抗蚀剂增
加了溶液的利用率并允许形成图案化涂覆膜。因为根据本发明的薄膜器
件便宜并且具有高产量，所以通过具有高利用率的涂覆溶液的生产系统
的TFT生产大大降低了液晶显示装置的初始投资和生产成本。
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